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Título (ES) PROCESO DE FILTRACIÓN DE USO filtro microporoso CON UNA FUENTE DE BAJA
ELUCIÓN ANTIMICROBIANOS 
(FR) FILTRO microporeux AVEC UNE FUENTE ANTIMICROBIENNE À FAIBLE elución

Resumen: (ES) Un método para la filtración de fluido, principalmente líquido, con dispositivo de filtración de
fluido haying una entrada de fluido y una salida de fluido y una trayectoria de fluido entre la entrada
y la salida a través de un filtro microporoso con un tamaño de poro adaptado para bacterias o
bacterias de filtrado y virus de la separación por tamaño de partícula mecánica. El dispositivo de
filtración comprende además una fuente antimicrobiana que añade la sustancia antimicrobiana al
fluido en la trayectoria de fluido entre la entrada de fluido y la superficie de entrada del filtro
microporoso. El dispositivo de filtración de fluido se proporciona con un caudal de diseño a través
del dispositivo, el flujo de diseño asegurando una filtración adecuada del fluido que fluye a través
del dispositivo con un fluido de limpieza a la salida de flujo. La fuente antimicrobiana, por ejemplo
una fuente de halógeno, está configurado para liberar la sustancia antimicrobiana en una baja
tasa de elución que no es lo suficientemente alta como para matar sustancialmente todos los
microbios en el líquido durante el tiempo que tarda el fluido fluya a través del dispositivo en el
caudal de diseño, pero que es lo suficientemente alta como para la prevención de un biofilm en el
largo plazo. 
(FR) L'invention porte sur un procédé pour la filtración fluide d'un, liquide sin principalement, avec
un dispositif de filtración de liquide ayant une entrée de liquide et une sortie de liquide et un trajet
de liquide Entre l'entrée et la sortie à travers des filtre microporeux avec une dimensión de apte
poro à la filtración De bactéries ou de bactéries et de virus par une séparation mécanique par
dimensión de particule. Le dispositif de comprend filtración en outre sustancia antimicrobienne
fuente une ajoutant une antimicrobienne au liquide dans le trajet de liquide Entre l'entrée de liquide
et la superficie d'entrée du filtre microporeux. Le dispositif de filtración de liquide comporte sin
écoulement etudie à travers le dispositiva, l'écoulement etudie Assurant une filtración correcte du
liquide s'écoulant à travers le dispositiva avec un liquide nettoyé à la sortie de l'écoulement.
Antimicrobienne La source, par exemple d'une fuente halogène, est configurée verter libérer la
antimicrobienne sustancia à vitesse d'une elución faible qui n'est pas suffisamment élevée verter

tuer sensiblement tous les microbios dans le liquide
colgante le temps qu'il faut au liquide verter s'écouler à
travers le dispositiva a la vitesse d'écoulement étudiée,
mais qui est suffisamment élevée verter empêcher la
formation d'un biofilm à terme largo.
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